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一种液晶显示面板、彩膜基板及其制作方法

(57)摘要

本发明公开一种液晶显示面板、彩膜基板及

其制作方法，液晶显示面板包括相对设置的彩膜

基板和阵列基板，该彩膜基板包括玻璃基板、形

成于玻璃基板上的公共电极、形成于所述公共电

极上的黑矩阵和色层、以及形成于所述黑矩阵上

的支撑柱，该阵列基板上设置有纵横交错的数据

线和扫描线。本发明彩膜基板对应阵列基板中数

据线和扫描线的最外侧没有公共电极，因此按压

面板时不会造成阵列基板的像素电极与彩膜基

板的公共电极导通，从而可以有效消除按压线产

生的可能性，改善面板品质。

权利要求书1页  说明书3页  附图3页

CN 107728370 A

2018.02.23

CN
 1
07
72
83
70
 A



1.一种彩膜基板，包括黑矩阵和色层，其特征在于，所述彩膜基板还包括位于黑矩阵和

色层上方的公共电极、以及形成于所述黑矩阵下方的支撑柱。

2.一种彩膜基板，包括黑矩阵和色层，其特征在于，所述彩膜基板还包括位于黑矩阵上

方的公共电极、以及形成于所述黑矩阵下方的支撑柱，所述色层位于公共电极上方。

3.一种液晶显示面板，包括相对设置的阵列基板和彩膜基板，所述彩膜基板包括黑矩

阵和色层，其特征在于，所述彩膜基板还包括位于黑矩阵和色层下方的公共电极、以及形成

于所述黑矩阵下方的支撑柱，所述公共电极为镂空结构。

4.如权利要求3所述的液晶显示面板，其特征在于：阵列基板设有纵横交错的扫描线和

数据线，所述阵列基板和彩膜基板均设有相对的像素区域，像素区域由扫描线和数据线交

叉限定；所述公共电极位于像素区域内、以及扫描线和数据线交叉处对应区域。

5.如权利要求3所述的液晶显示面板，其特征在于：经过镂空处理的公共电极，其宽度

在4μm～40μm之间。

6.一种彩膜基板的制作方法，其特征在于，包括如下步骤：

S1、在玻璃基板上形成公共电极；

S2、在形成S1的基础上形成黑矩阵；

S3、在形成S2的基础上，通过喷墨工艺形成色层；

S4、在形成S3的基础上，通过光刻工艺形成位于黑色矩阵上的支撑柱。

7.一种彩膜基板的制作方法，其特征在于，包括如下步骤：

S1、在玻璃基板上通过喷墨工艺形成色层；

S2、在形成S1的基础上形成公共电极；

S3、在形成S2的基础上，形成黑色矩阵；

S4、在形成S3的基础上，通过光刻工艺形成位于黑色矩阵上的支撑柱。

8.一种彩膜基板的制作方法，其特征在于，包括如下步骤：

S1、在玻璃基板上形成黑色矩阵；

S2、在形成S1的基础上，通过喷墨工艺形成色层；

S3、在形成S2的基础上，形成公共电极；

S4、在形成S3的基础上，通过光罩对公共电极进行镂空处理；

S5、在形成S4的基础上，通过光刻工艺形成位于黑色矩阵上的支撑柱。

9.如权利要求8所述的一种彩膜基板的制作方法，其特征在于：经过镂空处理的公共电

极，其宽度在4μm～40μm之间。
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一种液晶显示面板、彩膜基板及其制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶显示器技术领域，特别涉及一种液晶显示面板、彩膜基板及其制

作方法。

背景技术

[0002] 液晶显示面板凭借其功耗低、制造成本相对比较低和无辐射等特点，已经成为平

板显示领域的主流技术。液晶显示面板由彩膜基板和阵列基板对盒而成，彩膜基板主要是

将背光源过滤为红、绿和蓝三原色光，实现不同的色彩显示。

[0003] 传统的彩膜基板，如图1所示，包括：玻璃基板、形成在玻璃基板上的黑色矩阵和色

层、形成在黑色矩阵和色层上的公共电极、以及形成在黑色矩阵上的支撑柱。与彩膜基板相

对的阵列基板设有纵横交错的扫描线和数据线，阵列基板和彩膜基板均设有相对的像素区

域，像素区域由扫描线和数据线交叉限定。由于彩膜基板中对应数据线和扫描线的区域有

公共电极，当本身阵列基板上存在异物或黑色矩阵下面藏有Cell异物时，易造成阵列基板

的像素电极与彩膜基板的公共电极导通，从而造成液晶显示面板按压线不良。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种液晶显示面板、彩膜基板及其制作方法，有效的降低

按压线产生的可能性，极大地改善了面板品质。

[0005] 本发明提供一种彩膜基板，包括黑矩阵和色层，所述彩膜基板还包括位于黑矩阵

和色层上方的公共电极、以及形成于所述黑矩阵下方的支撑柱。

[0006] 本发明提供一种彩膜基板，包括黑矩阵和色层，所述彩膜基板还包括位于黑矩阵

上方的公共电极、以及形成于所述黑矩阵下方的支撑柱，所述色层位于公共电极上方。

[0007] 本发明提供一种液晶显示面板，包括相对设置的阵列基板和彩膜基板，所述彩膜

基板包括黑矩阵和色层，所述彩膜基板还包括位于黑矩阵和色层下方的公共电极、以及形

成于所述黑矩阵下方的支撑柱，所述公共电极为镂空结构；所述阵列基板设有纵横交错的

扫描线和数据线，所述阵列基板和彩膜基板均设有相对的像素区域，像素区域由扫描线和

数据线交叉限定；所述公共电极位于像素区域内、以及扫描线和数据线交叉处对应区域。

[0008] 本发明彩膜基板对应阵列基板中数据线和扫描线的最外侧没有公共电极，当本身

阵列基板上存在异物或黑色矩阵下面藏有Cell异物时，按压面板不会造成阵列基板的像素

电极与彩膜基板的公共电极导通，因此，有效的降低按压线产生的可能性，极大地改善了面

板品质。

附图说明

[0009] 图1是传统方法制作的彩膜基板的剖面图；

[0010] 图2是本发明提供的彩膜基板实施例1的示意图；

[0011] 图3是本发明提供的彩膜基板实施例2的示意图；
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[0012] 图4是本发明提供的彩膜基板实施例3的示意图。

[0013] 图5是本发明提供的彩膜基板实施例3中采用的光罩示意图。

具体实施方式

[0014] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对照附图说明

本发明的具体实施方式。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于

本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他

的附图，并获得其他的实施方式。

[0015] 为使图面简洁，各图中只示意性地表示出了与本发明相关的部分，它们并不代表

其作为产品的实际结构。另外，以使图面简洁便于理解，在有些图中具有相同结构或功能的

部件，仅示意性地绘示了其中的一个，或仅标出了其中的一个。

[0016] 图2是本发明提供的一种彩膜基板实施例1的结构示意图，该彩膜基板包括玻璃基

板100、形成于玻璃基板100上的公共电极104、形成于公共电极104上的黑色矩阵101和色层

102、以及形成于黑色矩阵101上的支撑柱103。所述彩膜基板1中对应阵列基板2中数据线和

扫描线的区域最外层没有公共电极104。

[0017] 本实施例1中的彩膜基板可以通过如下步骤制作：

[0018] S1、在玻璃基板100上形成公共电极104；

[0019] S2、在形成S1的基础上形成黑矩阵101；

[0020] S3、在形成S2的基础上，通过喷墨工艺形成色层102；

[0021] S4、在形成S3的基础上，通过光刻工艺形成支撑柱103，所述支撑柱在黑色矩阵101

上。

[0022] 图3是本发明提供的一种彩膜基板实施例2的结构示意图，该彩膜基板包括：玻璃

基板100、形成在所述玻璃基板100上的色层102、形成于所述色层102上的公共电极104、形

成于所述公共电极104上的黑色矩阵101、以及形成在所述黑色矩阵101上的支撑柱103。所

述彩膜基板1中对应阵列基板2中数据线和扫描线的区域最外层没有公共电极104。

[0023] 本实施例2中的彩膜基板可以通过如下步骤制作：

[0024] S1、在玻璃基板100上通过喷墨工艺形成色层102；

[0025] S2、在形成S1的基础上形成公共电极104；

[0026] S3、在形成S2的基础上，形成黑色矩阵101；

[0027] S4、在形成S3的基础上，通过光刻工艺形成支撑柱103，所述支撑柱在黑色矩阵101

上。

[0028] 图4是本发明提供的一种彩膜基板实施例3的结构示意图，该彩膜基板包括：玻璃

基板100、形成在所述玻璃基板100上的黑色矩阵101和色层102、形成于所述黑色矩阵101和

色层102上的公共电极104、以及形成于所述黑色矩阵101上的支撑柱103。

[0029] 本发明液晶显示面板包括相对设置的阵列基板2和彩膜基板1，阵列基板1设有纵

横交错的扫描线和数据线，所述阵列基板1和彩膜基板2均设有相对的像素区域，像素区域

由扫描线和数据线交叉限定。

[0030] 所述彩膜基板1中对应阵列基板2中数据线和扫描线的区域最外层公共电极104为

镂空结构，如图5所示的镂空结构，其宽度300为4μm～40μm。
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[0031] 所述公共电极104位于像素区域内、以及扫描线和数据线交叉处对应区域。

[0032] 本实施例3中的彩膜基板可以通过如下步骤制作：

[0033] S1、在玻璃基板100上形成黑色矩阵101；

[0034] S2、在形成S1的基础上，通过喷墨工艺形成色层102；

[0035] S3、在形成S2的基础上，形成公共电极104；

[0036] S4、在形成S3的基础上，通过光罩对公共电极104进行镂空处理；

[0037] S5、在形成S4的基础上，通过光刻工艺形成支撑柱103，所述支撑柱在黑色矩阵101

上。

[0038] 其中，所述S4中采用的光罩结构如图5所示。

[0039] 本发明液晶显示面板为TN模式，即彩膜基板上设置公共电极，阵列基板上设置像

素电极，液晶由公共电极和像素电极产生的电场驱动。

[0040] 本发明彩膜基板对应阵列基板中数据线和扫描线的最外侧没有公共电极，按压面

板时不会造成阵列基板的像素电极与彩膜基板的公共电极导通，因此，有效的降低按压线

产生的可能性，极大地改善了面板品质。

[0041] 应当说明的是，上述实施例均可根据需要自由组合。以上所述仅是本发明的优选

实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提

下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
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图1

图2
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图3

图4
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图5
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